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JDemande de 




Monsieur 2e Mlnlalrc de l'£u»nomIe Notlonale 

Service de la Propri6t6 InduatrleUe 
LUXEMBOURG 



.CERTIFlCAT D 'ADDITION 
I. Requite .* 



. .So.ci€t€ Anonyme dite: L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 Paris, (D 
-5®P5??fJ?*^.^. P^^ Waxweiler Jean, 21, allSe Scheffer, Luxembourg, 
agissant en quality de maridataire 



5fpo«o „. ce douze juillet mille neuf cent soixante-seize (3) 

A 1.5. •..op heures, au MtnlsUre de I'Economle Rationale, t Luxembourg : 

1. la prfacnle requete pour I'obtentlon d'un IcXS^CJitoxKiCKXSeKKXXSOC 
— ... .. . cert i£lcat-d' addition au brevet no, 74708 du 6.4.1976<4> 

concernant; "Nouveau3^ terpolymSres et polymdres sup6rieurs de N- 
allcyl acrylamide ou m^thacrylainide, leur proc€d€ de preparation 
-et leurs utilisations en cosm^tique*' . 

dgclarcy en assumant la rcsponsablHtS de celte dSdaraUon, que V(es) Invcntcurfs) est (sent): 
-Claude. MAHIEU, -90,- avenue de Vllliersy -Paris 17Sine, France «5) 
_^hristpsJpAKANTQNI0H^„.12, avenue . Que s troy. -Epinay S/Seine, France 



de rinventlon cii deux exemplaires ; 



2. la d^£gation de pouvoir. datce dc 

3. la description en langue , frangaise 

4. . ./ planches de dessfn. en deux cxeraplolrcs ; 

• 5. la quittance des taxes vers^es au Bureau de ITInregistrempnt i Luxembourg, 

le. .douze- juillet- mille -neuf cent soixante-seize 

revcndlque pour la susdlte demandc de brevet la prJorltS d'une (des) dcmande(8) de 

C6) . deposits) en (7) 

le 



<8} 



au nom de 

dllt domicile pour lul (elle) et, si d^lgnd, pour son mandatalrc, h Luxcmbour;; 
,.Jean Waxv/eiler 21,..:allge Scheffer,.- Luxembourg. <10) 
' solllclte la daUvranco ^'""^'jJ^^f^^^g^^'^S^S&SJIfi&rP^* rcpr4sent6 dans Ics annexes 
susmcnUonn£cs, — avcc i^ourncment dc celte dfilivrancc H 18 • 

Le jnA"^^tair< 




XL I'rocfts* verbal do J>(^pdt 

La susdllc dcmande de^^^^Mx^tidS zf^d^i^j^irP au MInlstdrc dc* rFJcoiinmIc Nntlonale. 
Service' di? la Propriety TndustHellc t Luxembourg, rn dtilc du : 

12*7.1976 



^ 15 .00 licurcH 



ry* ^v*. '**"* -.Le Chef du Service. rf( 



Pr. lo Mfnl.nlre do l*l*,*conomtr Niiilniinli*. 

d.. 

ropri6t6 Imluslrlcll';, 



tO Nonn pr^nom. rirmo. adreue — (2) s'il y a hcd '..^risraU pai agissant cn quality dc nu;^dt«Irc — ( J) date du diptt en luutn 
lettrcs — {i} litre dc llnvention — (3) nonw ct o d7^> ^v'^' '(ji l>fcyc t. ccrliricat d'atfditlon. mqdele d*uitntd — {7) payj — (8) da»e — 
(9) d£posant orUIaatre — flO) adresxe — <ll} 6. 12 ou Ift motf. 
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Brevet 
du 12.7.1976 

Tltrc cttilvr^ 



Demandc de 




Monsieur le Mlnlalre de I-ficonomle NatlonaJe 

Service de la Proprl^td Industrielle, 
LUXEMBOURG 



CERTIFICAT D 'ADDITION 
I. Requete 



Society Anonyiae dite: L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 Paris, U) 
reprgsentg par Waxweiler Jean, 21, all^e Scheffer, Luxembourg, 
aglssant en quality de mandataire 

C2) 



Mpwe cc douze juillet mille neuf cent solxante-seize C3) 
k 15.00 heures, au Minist^e de rEconomte Natioiinle, h Luxembourg : 

1. la prfecnte requite pour robtentlon d'un to?0C:«bQ5DOOTX55K5nt3^ 

certificat d'addition au brevet no. 74708 du 6,4.1976«4) 
concernant:"Nouveaux terpolymSres et polymferes sup^rieurs de N- 
alkyl acrylamide ou m^thacrylamide , leur proc^d^ de preparation 
et leurs utilisations en cosmStique" . 

dfclare, en assumant la rcsponsabilit6 de cette d^aratlon, que TCes) inventcurfs) csl (sent): 
Claude MAHIEU, 90, avenue de Villiers, Paris 176ine, Prance <5> 
..Christos PAPANTONIOU, 12, avenue . Questroy-Epinay S/Seine, France 



Z la d^Iggation de pouvoir, dat^e de 
a la descripUon en langue f ran^aise 



le 



de rinventlon en deux exemplafres ; 

4. / planches de dessJn, en deux exemplaires ; 

5. la quittance des taxes versfies au Bureau de I'Enregistrcninnt k Luxembourg, 

'e. douze juillet mille neuf cent soixante-seize 

revgndlque pour la susdite demando de brevet la priority d'une (des) dcmande(s) dc 
(6) / d*postefs) en (7) ^ 

'e „ . . . . . (81 



au nom dc . (fj) 
mi domicile pour lul (elle) ct, si dfislgnd, pour son mandataire, ft Luxembourg 

..Jean Waxweiler ,...21, allSe Scheffer, Luxembourg <io> 
sollldte la daivrance et repr^scnttf dans li?s annexrs 

susmentionn^cs, — - avcc ajoumcment do cette d61lvrancc i\ j^q mols. 

Le jnandatairet 

It I'roc^X'crbal do I>t^p6i 

La susdltc demande deEMxJ^mx^ic^ a^^^^^^^P au MInlstdrc de rEcoiiomlc Mntloimlc. 
Service* de ta Proprl6t£ Industrlelle & Luxembours* en datP dii : 

12.7.1976 



i 15.00 ... heurcH 



\6S007 



\ 



Pr. Ic Mlnlstre dc rEconomlf* Nallonnlf, 
\^ Qirf du Service 4cll5va»roprlrl6 Indu.stiirMr. 

/ 




J* 



|1) Ncm, prdnoni, firme, adresse — (2) I'U y a D%^'bi;ppr^nld j?at aglssant ea quaUld <Ie m»(^ialrc — Ol date da d*p6i cn muici 
lettres — (4) tltrc de rinTenUon — (5> ooou et Bdrfe»»[ iv'jU*(jil .lrfcTet. cvrtifical d'addlllon. modelc d'titlllt^ -> /7) pays — (0) date — 
<9) d^posaot origtnaire — (10) adruse — (II) 6, 12 ou \t molt. 
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Serie l86bis 



"TerpolymSres N-alkylacrylamidG- 
Acry lamide -N-hydr oxy alky 1 
acrylamide" 



METnOIRE DESCRIPTIP 
DEPOSE A L'APPUI 
D''UNE DEMANDE DE 
CERTIPICAT D» ADDITION 



se rattachant a la deinande luxerabourgcoise 
depo3§e le 6 Avril 1976 sous le numSro 74 708 

Au nom de la soci§t§ anonyme dite : I,»OREAL 

Pour : "Nouveaiix terpolymSres et polymSres superieurs de N-alkyl 
acrylcimide ou m^thacrylamide, leur proced^ de preparation 
et leurs utilisations en cosmgtique" 

Invention : Claude I4AHIEU - Christos PAPANTONIOU 
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Le brevet auquel se rattache le present certificat 
d 'addition a pour objet, a titre de produit industriel nouveau, 
dee terpolymdres utilisables en particulier en cosm§tique pour 
la realisation de laques et de lotions de raises en plis. 
5 Les terpolymdres selon le brevet principal perroettent 

de confSrer aux laques et lotions de raises en plis d »excellentes 
proprigtgs et notamment une bonne tenue de la coiffure. 

Le present certificat d'addition a pour objet un per- 
fect ionnement ou une variant e au brevet principal et notamraent 
10 des terpolymdres r6sultant de la copolymSrisation : 

a) d'au moins un raonom^re de formule : 

CHg = C - C - NH - C - (CH^)^ - CH3 (I) 
0 R3 

15 dans laquelle : 

, Rg et Rj repr^sentent soit un atome d'hydrogdne, 
aoit un radical mithyle, et n est 0 ou un nombre entier de 1 § 
10 inclus, 

b) d'au moins un monoraSre de formule : 
20 - CH = C - (CHg)^ - CONH2 

dans laquelle m est 0 ou 1. 

" = Q R/| est soit un atome d'hydrog^ne, soit le radical -COOH, 
et R^ est un atome d'hydrogSne ou un radical -CHj, 
25 si m s 1 R^ est un atome d»hydrog5ne et R^ represent e le 
radical - COOH, 
et c) d'au moins un monoroSre pris dans le groupe constitu6 

par : 

(i) 1* anhydride mal^ique, 
30 (ii) les monomdres de formule : 

R» 

Rg - CH = C - (CH2)p - CON - Z - OH (III) 

dans laquelle : R« repr€sente un atome d'hydrogdne ou un radical 
35 nigthyle, 

Z reprgsente un radical alkylSne lineaire ou ra- 
mifig de 1 S 6 atomes de carbone substitu6 ou non par une ou 
deux fonctions hydroxymgthyles, 

et p est 0 ou 1 

^0 si p s 0 , Rg est soit un atome d»hydrog§ne, soit le radical -CORg 
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Rg 6tant -OH ou le radical - NH - , etant 
un atome d'hydrogdne ou le radical - 2 - OH, 

et R^ est un atome d'hydrogdne ou le radical - CHj , 

s± V - 1 , Rg est un atome d»hydrog^ne et R^ est le radical 
5 - CORg , Rg ayant la meme signification que ci-dessus, 
et (iii) les monomSres de formula : 

CH^ = C - COO (CHg - CHgO)^- R^^ (IV) 

dans laquelle : 

H^Q represente un atome d*hydrogSne ou un radical 

m^thyle, 

R^jL radical mSthyle ou 6thyle et I est 3 ou i#. 

Dans la formule III ci-dessus, le radical Z est de 
pr^fgrence pris dans le groupe const ituS par : 
15 - CHg- 

-(CHg)^- 

- CH (C^Hg) - CH^ - 

- C (CH3)2-CH2- 

- C (CH20H)2-CH2- 

20 - C (CH3)2 - CHg - CH (CH^)- 

et - C (CHj) (CHgOH)- CH^" 

Selon une autre forme de realisation, les copolyradres 
aelon 1 'invention sont des tgtra-, penta- ou polymdres supfirieurs 
qui rSsultent de la copolym^risation de plus d»un monom^re de 
25 formule CD et/ou de plus d»un monomdre de formule (II) et/ou de 
plus d*un monom§re du troisidme groupe c) ci-dessus. 

Selon une autre variante de 1' invention, les copolymSres 
r§sultent de la copolymSrisation d'un monomdre de formule (I), 
d'un monomdre de formule (II), d'un monomdre du groupe c) et 
30 d*au mo ins un autre monomSre pris dans le groupe const itu6 par : 

(1) le styrdne, 

(ii) la N-vinylpyrrolidone, 

(iii) CH^ = C - CN (V) 

35 dans laquelle represente un atome d'hydrogdne ou un radical 
m^thyle , 

(iv) CH^ = C - C - 0 - R^^ (VI) 



^0 



*2 Y n " '^Ift 
R,3 0 

dans laquelle : 

^^13 ^^P^^sente un atome d'hydrogdne ou un radical 
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mgthyle, K^^ represent e un radical alkyle lineaire ou raraifi§ 
ayant de l a 18 atomes de carborte, un radical ''(Ctt^)^'-lHC}i^)^ 



ou un radical - CH^ CH^OH 



(V) R 



15 



- C - 0 - CH = CH« 
II 2 

O 



(VII) 



dans laquelle R^^ repr^sente un radical alkyle lin§aire ou ra- 
mlflS ayant de 1 Si 16 atomes de carbone^ 

(vi) CH • COOR' (VIII) 
CH - CO0R» 

dans laquelle R* reprgsente un radical alkyle ayant de 1 3 3 
atomes de carbone. 



et (vii) CHg = CH - 0 - R 



16 



(IX) 



dans laquelle R^g represente un radical alkyle satur^ lineaire 
ou ramifig ayant de 1 3 17 atomes de carbone. 

Les copolymeres selon 1* invention peuvent etre re- 
present 6s par la formule g^n^rale suivante ; 



w 



?1 • 

C 

I 

c = o J 

NH - C - {CH^)-CH, 
I 2 n 3 

«3 



dans laquelle : 

les radicaux R. 



?5 

CH - C - 



Q 



C = O 
NH^ 



Rj, R^ et Bg, n et m ont les 



'1* 2* ^ . ^ 
significations donn€es ci-dessus pour les formules I et II, 

w . correspond S 5 £l 90 SIS en poids, x correspond a 5 & 90 * en 

poids, y correspond fi 5 3 50 36 en poids et k correspond & 0 

a 50 «, 

Q represente un motif d^un monomdre pris dans le groupe cons- 
tltuS par : 1 'anhydride maieiquo, les monomdres de formule (III) 
et les monomdres de formule (IV) ci-dessus et M reprSsente au 
moins un motif d'un monom§re pris dans le groupe constitu^ par 
le styr^ne, la N-vinylpyrrolidone et les monoradres de formule 
V a IX ci-dessus, 

Parrai les monomSres de formule jCl), on peut en parti- 
culier citer : la N-tertiobutyl acrylamide, la N-octyl acrylamide, 
la N-d6cyl acrylamide, la N-dod^cyl acrylaraide, la 
N-^Tdim€thyl-l,l) propyl-l7 acrylamide, la N-/Tdim§thyl-l,l) 
butyl-l7 acrylamide, la N-/rdimgthyl-l;l) pentyl-lZacrylamide 
BSB/MAB/3158i| 



ainsi que les m^thacrylamides correspondantes • 

Parmi les monoragres de formule (II), on peut en 
particulier citer 1 'acrylainide, la methacrylamlde, l»acide 
mal€amique et l*acide itaconamique . 
5 Parmi les monomSres de formule (III), on peut 

en particulier citer : la N-hydroxym§thyl acrylamide, la 
N-hydroxymgthyl mgthacrylaraide, la N-/Thydroxy-2) €thyl7 
acrylamide, la N-/T. hydroxy- 2) gthyl7 mgthacrylamide , 
I'acide N-hydroxymgthyl malgamique, la N-hydroxym§thyl 
10 malgamide, la N,N»-dihydroxymgthyl malgamide, I'acide 

N-hy(Jroxym§thyl itaconamique, la N-hydroxymgthyl itaconamide, 
la M,N-dihydroxymethyl itaconamide, la N-/Thydroxymgthyl-l) 
propyl _7 acrylamide, la N-/Thydroxyragthyl-l) propyl^ ^7 
mgthacrylamide, la N-/Tm§thyl-1 hydroxymgthyl-1) gthyl-l7 
15 acrylamide, la N-^T*mgthyl-l hydroxymgthyl-1) gthyl-l7 mgtha- 
crylamide, la N-/triB (hydroxymgthyl) -1,1,1 ingthyl7 acryla- 
mide, la N-/tris (hydroxymgthyl)-l,l,l m§thyl7 mgthacrylamide 
la N-/Thydroxy-3 dimgthyl-1,1) butyl7 acrylamide, la 
N-/Thydroxy-3 dimgthyl-1,1) butyl7 mgthacrylamide, la 
20 N-/rhydroxy-2) gthyl7 N-mgthyl acrylamide, la N./Thydroxy-2) 
gthyl7 N-methyl mgthacrylamide, la N-Zbis (hydroxymgthyl)-l,l 
gthyl7 acrylamide et la N-/bis (hydroxymgthyl)-^l ,1 gthyl7 
mgthacrylamide . 

Parmi les monom§res de formule (IV) on peut citer 
25 les acrylates et mgthacrylates d» ^w-mgthyl ou gthyl polygthy- 
Idneglycol . 

Parmi les monom^res de formule (V) h (IX), on peut 
en particulier citer I'acrylonitrile, le mgthacrylonitrile, 
les acrylates et mgthacrylates de mgthyle, d'gthyle, de pro- 
30 pyle, d»isopropyle, de butyle, de tertiobutyle, d'hexyle, de 
dgcyle, de dodgcyle, d»octadgcyle, d»hydroxy-2 gthyle et du 
N,N-dimgthylamino-2 Sthyle, I'acgtate de vinyle, le propio- 
nate de vinyle, le butyrate de vinyle, le laurate de vinyle, 
le Btgarate de vinyle, le pivalate de vinyle, le ngo- 
35 heptanoate de vinyle, le ngo-octanoate de vinyle, le ngo- 
dgcanoate de vinyle, le tgtramgthyl-2,2,4,i* valgratc de 
vinyle, et 1 •isopropyl-2 diragthyl-2,3 butyrate de vinyle, 
le malgate de diragthyle, le malgate de digthyle, l»itaconate 
de dimgthyle, I'itaconate de digthyle, le mgthyl vinyl gther, 
I'gthyl vinyl gther, le butyl vinyl gther, l»isopropyl vinyl 



^0 
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§ther, I'octyl vinyl ither, le dod§cyl vinyl ither, et l«octa- 
d^cyl vinyl 6ther* 

Les copolymSres selon 1» invention ont do pr€fSrence 
un poids molgculaire compris entre 1*000 et 500.000 et plus 
5 particulidrement un poids molgculaire compris entre 2.000 
et 200.000. 

Dana una forme particulidre de realisation, les copo 
lymires selon 1^ Invention sont reticules avec un agent de r^ti 
culation dans une proportion comprise entre 0,01 et 2 ? en 
10 poids par rapport au poids total des monomSres mis ^ rSagir. 

Parmi les diffgrents agents de reticulation pouvr.r.*; 
etre utilises, on peut en particulier citer : le dimg^hacry- 
late de diethyldneglycol, le diallyi 6ther, le t6tra allyloi-y- 
§thane, le dimSthacrylate de l»§thyldne glycol ot le diacryla^-c 
15 de l»gthyl^ne glycol. 

Selon une fornie particuliere de realisation, lor sgus 
le radical represente une fonction acide carboxylique iibre, 
ou lorsque le radical Q represente un motif '.-^rih v-d-ide - 
l§ique, ces fonctions peuvent etre neutralirfes avec au -.rin:.- 
une base organique telle que la monoethanolaziine. If; di^t-aano-^ 
laraine, la triSthanolamine, les isopropanolainines telles que la 
tri-isopropanolamine, la morpholine ainsi que certains amino- 
alcools tels que l'araino-2 methyl-2 propanol ot i'azaino-2 
m3thyl-2 propanediol-1 ,3 . 

Les fonctions carboxyliques ou anhydrides peuvent 
etre neutralisges avec ces bases organlques dans une proportion 
comprise entre 10 et I50 %. 

La prgsente Invention a igalement pour objet un pro- 
c^d§ de preparation des copolyni^res tels que d^crits ci-dessus, 
Ces copolymSres peuvsnt etre pr^par6s par copoljTneri- 
sat ion en solution dacs un solvant organique tel que les alcooli 
les esters, les cgtones ou les -ydrocarbures . 

Parmi ces solvant s, om peut en particulier citer : 
le methanol, 1' isopropanol, I'ebhanol, I'ac^tate d'ethyle, 
1 'ethyl mSthylcetone, lo benzSn?, etc. 

La copolymerisation prat ggrJement avoir lieu en sus- 
pension ou en emulsion dans un 3olvant inert e tel que I'eau. 

La copolymerisation pimt ggalement avoir lieu en 

masse. 



0 
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Ces copolymirisations peuvent etre effectuees en 
presence d'un catalyseur de polymerisation g^n^rateur de ra- 
dicaux libres, tel que le peroxyde de benzoyle, le peroxyde 
de lauroyle, I'azo-bis-isobutyronitrile, l»eau oxyggnge, les 
5 divers couples d »oxydorgduction tels que (NH^)^ S„Op , 
PeCl^, etc. . ^ ^ 2 3 

La concentration en catalyseur varie entre 0,2 et 
10 % en poids par rapport aux monora§res mis a r^agir et en 
fonction du poids mol^culaire des copolymdres que l»on sou- 
10 haite obtenir. 

La present e invention a en outre pour objet 1 'utili- 
sation des nouveaux copolymdres dgcrits cl-dessus dans des 
compositions cosmStiques, 

La prgsente invention a en particulier pour objet 
15 des compositions cosmgtiques se presentant sous forme de laques 
ou de lotions de mises en plis. 

Ces compositions cosmetiques sont essentiellement 
caracterisges par le fait qu'elles contiennent au moins un 
copolym^re tel que dgfini ci-dessus en solution dans un vghi- 
20 cule cosm§tique approprig. 

Les compositions cosmgtiques salon 1' invention peu- 
vent §tre, par exemple, des laques pour cheveux se presentant 
ou non sous forme d 'aerosols, des lotions de mises en plis, des 
compositions traitantes pour la chevelurc, des supports de 
5 teinture, des shampooings ou encore des compositions dites 
"rinses" que I'on applique sur les cheveux apris lavage de la 
chevelure a I'aide d»un shampooing. 

A titre d»exemple, une laque airosol pour cheveux 
peut §tre rgalis^e en conditionnant dans une bombe aerosol de 
0,2 I 8 « en poids d'un copolymdre selon 1' invention, de 6 S 
30 % et de preference de 8 a 25 $ en poids d»un alcool, le 
reste gtant essentiellement constitug par un gaz propulseur 
liqu§fi§ sous pression tel que le dichlorodif luoromgthane, le 
trlchlorofluoromgthane, le protoxyde d'azote ou du gaz carbo- 
nique ou des mglanges de ceux-ci. 

En tant qu 'alcool, on utilise de pr6f§rence 1 'alcool 
ethylique ou 1 'alcool isopropyllque. 

Lea lotions do mises en plis selon 1' invention peu- 
vent etre par exemple r§alisges en introduisant dans une solu- 
tion hydroalcoolique ayant un titre de 20 3 66 ^ en alcool. 
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de 0,3 ^ 6 % en poids d*un copolymdre selon 1' invention, 

Les compositions cosmitiques selon 1* invention pou- 
vent 6galement contenir des adjuvants cosmitiques convention- 
ncls tels que dos parfums, dcs colorants, des prgservateurs , 
des plastif iants, des produits cationiques, des produits non 
ioniques, des silicones pour am§liorer la brillance ou d'au- 
tres r^sines cosm^tiques * 

Dans le but de mieux faire coraprendre 1' invention, 
on va maintenatnt d^crire Si titre d ' illustration et sans aucun 
caractere limitatif divers exemples de preparation des copoly- 
inSres ainsi que diffSrents exemples de compositions ^ base de 
ceux-ci. 

EXEMPLES DE PREPARATION DE COPQLYMERES 

EXEMPLE 1 

Dans un ballon d^un litre, muni d'un rSfriggrant, d'un 
agitateur m^canique et d'un tube adducteur d 'azote, on introduit 

- ^00 g d'gthanol, 

- 65 g de N-tertiobutyl acrylamide, 

- 20 g d 'acrylamide, 

- 15 g de N-hydroxym6thylacrylamide 
et - 1 g d'azo-bis-isobutyronitrile, 

Le melange r^actionnel est chauff^ ^ 80*^0 pendant 
8 heures ^ I'aide d'un appareil thermostats puis on laisse re- 
froidir juaqu'S temperature ambiante* 

La solution est alors versSe, goutte § goutte, dans 
un r§cipient contenant de 1' acetate d'Sthyle. Le polymdre pr§- 
cipit^ est ensuite filtre et sech6 sous pression r^duite. 

Viscosity : 2,61 cPo (en solution ^ 5 % dans le 
DMP a 3*1,600 
EXEMPLE 2 

Selon le raeme mode op^ratoire que dans l*exemple 1, 
ci-dessus, on copolymSrise : 

" ^7*5 g de N-tertiobutyl acrylamide 

- 20 g d' acrylamide 

- 20 g de N-hydroxym§thylacrylamide 
et - 12,5 g de m^thacrylate de m§t^iyle. 

Viscosity du copolym&re obtenu : 2,78 cPo. 
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EXEMPLES DE COMPOSITIONS 

EXEMPLE A 

On prepare selon 1' invention une lotion de mise en 
plis en proc^dant au melange des ingredients suivants : 
5 Polymdre pr6par€ selon I'exeniple 1 2 g 

Pa^^u"* '. , 0,lg 

Alcool ^thylique I|5 g 

Eau q.s.p 100 g 

Cette lotion de mise en plis appliqu§e de fagon con- 
10 ventionnelle permet de conferer aux chovoux un aspect brillant 
et une excellente tenue dans le temps. 
EXEMPLE B 

On prepare selon 1' invention une laque pour cheveux 
en proc§dant au melange des ingredients suivants : 

15 Polymdre pr^par^ selon I'exemple 2 H g 

Parfum , Q^3g 

Alcool absolu q.s.p 100 g 

On conditionne 25 g de cette solution dans une bombe 
a§rosol avec i»7 g de trichlorof luorom^thane et 28 g de dichloro- 
20 dif luorom6thane . 

On obtient par pulverisation de cette laque un bel as- 
pect brillant de la chevelure ainsi qu'un fort pouvoir laquant . 

liCs cheveux sent doux au toucher et la laque s^eiimine 
facilement par peignage ou brossage. 

25 



/ 
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REVENDICATIONS 
1. CopolymSres caract6rises par le fait qu'ila resultent 
de la copolym§risation : 

(a) d'au moins un monomdre de forraule : 

5 ^1 ^2 

CH« = C - C - NH- - C - (CH^)„ - CH, (I) 
^ IT t 2n3 

R3 

dans laquelle : 

^1' ^2 ^3 ^^P^^sentent goit un atome d'hydrog^ne, soit un ra- 
10 dlcal methylc, 

et n est 0 ou un nombre entier de 1 S 10 inclus; 

(b) d*au moins un monomdre de formule ; 

R;, - CH = C r. (Cn^)^ - CONHg (II) 

15 dans laquelle : 
m est O ou 1 

Bl m O est soit un atome d'hydrogdne soit le radical-COOH 

et est un atome d'hydrogdne ou un radical -CHj 
si m= 1 est un atome d*hydrog§ne et R^ reprSsento le radi- 
20 cal - COOH 

et (c) d'au moins un monom§re pris dans le groupe const i- 
tue par : 

(i) 1* anhydride maleique, 

(ii) les monom^res de forraule : 

Rg - CH = C - (CHg)^ - CON - Z - OH (III) 
^7 

dans laquelle : 

R' represent e un atome d*hydrogdne ou un radical 

30 mithyle, 

Z reprgsento un radical alkyldne lineaire ou ramifig 
de 1 t 6 atomes de carbone, substitu§ ou non par une ou deux 
fonctions hydroxym^thyles , 

et p est 0 ou 1 

55 si P = 0* Rg est soit un atome d'hydrogSne, soit le radical 

- CORg , Rg gtant -OH ou le radical -NH-R^, R^ §tant 
un atome d'hydrogSne ou le radical -Z-OH, 
et R^ est un atome d'hydrogdne ou le radical -CHj 
8ijg_f_l, Rg est un atome d'hydrogdne et R^ est le radical 

~ ^^^8 * ^8 ^^^^^ meme signification que ci-dessus. 
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et (iii) les monomdres de formule : 

CH^ = C - COO (CH^ - CH2^\"^11 ^^^^ 
^10 

dans laquelle : 

5 R^Q reprSsente un atome d'hydrogdne ou un radical 

mgthyle, 

R^^ est un radical raethyle ou ethyle et l est 3 ou U. 

2. Copolymdres selon la revendication 1, caractii^iad^ 
par le fait qu'ils r^sultent de la copolymerisation de 5 Si 90? 

10 en poids d"au moins un monora^re de formule I, de 5 i 90 ? en 
poids d*au moins un raonomere de formule II et de 5 S 50 58 en 
poids d* anhydride maleique ou d'au moins un monomdre corres- 
pondant I ceux des forraules III et IV. 

3. Copolymdres selon I'une quelconque des revcndica- 
15 tions 1 et 2, caract§risgB par le fait qu*ils r§sultent §ga- 

lement de la copolymerisation d'au moins un autre monomSre 
pris dans le groupe constitu6 par : 

(i) le styr§ne, 

(ii) la N-vinylpyrrolidone, 
20 (iii) = C - CN (V) 

^12 

dans laquelle R^2 repr^sente un atome d'hydrogdne ou Un radical 
mgthyle, 

(iv) = C - C ^ O - R^^ (VI) 

25 5 

dans laquelle R^^ repr§sonte un atome d^hydrogdne ou un radical 
methyle, R^^ reprisente un radical alkyle lingaire ou ramifiS 
ayant de 1 I 18 atomes de carbone, un radical --iCH^) ^'l^iCH^) ^ 
ou un radical - CHg CH2OH 
30 (v) - C - 0 - CH = CHg (VII) 

O 

dans laquelle R^^ reprgsente un radical alkyle lingaire ou ra- 
mifig ayant de 1 sL 16 atomes de carbono, 
(vi) CH - COOR' (VIII) 
35 CH - COOR' 

dans laquelle R* reprgsente un radical alkyle ayant de 1 S 3 
atomes de carbone, 

et (vii) CHg = CH - 0 - R^g (IX) 
dans laquelle R^g reprgsente un radical alkyle saturg lingaire 
'♦O ou ramifig ayant de 1 a 17 atomes de carbone. 
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4. Copolym§res selon I'une quelconque des revendica- 
tions pric^dentes, caracterises par le fait que les monom&res 
de formule I sont pris dans le groupe const itu6 par la 
N-tertiobutyl acrylamide, la N-octyl acrylamide, la N-d^cyl 
5 acrylamide, la N-dodecyl acrylamide, la N-ZTdimithyl-l,!) 

propyl-lZacrylamide, la N-/Tdimgthyl-l,l) butyl-l7acrylamido, 
la N-/rdim€thyl-l,l) pentyl-l7acrylamide , et les mgthacryla- 
raides correspondantes . 

5* Copolym^res selon l*une quelconque des revendica- 
10 tions pr5c§dentes, caracterises par le fait que les monom§res 
de formule II sont pris dans le groupe const itu§ par 1' acryla- 
mide, la mSthacrylamide, I'acide mal^amique et I'acide itaco- 
namique . 

6» Copolymdres selon l*une quelconque des revendica- 

15 tions pr6c§dentes, caracterises par le fait que les monomdres 
de formule Illsont pris dans le groupe constitue par 
la N-hydroxymethyl acrylamide, la N-hydroxymethyl m^thacryla- 
mide, la N-/Thydroxy-2 ) § t hy 1 7a cryl amide, la N-_/rhydroxy-2) 
§thyl7mgthacrylamide, I'acide N-hydroxym6thyl maleamique, 

20 la N-hydroxym^thyl maleamide, la N ,N » -di hydroxy methyl mal^a- 
mide, I'acide N-hydroxym§thyl itaconamique , la N-hydroxym§thyl 
itaconamide, la N,N-dihydroxymethyl itaconamidG, la 
N-/rhydroxymethyl-l) propyl7acrylamide, ia N-/Thydroxym§thyl-l) 
propyl7m6thacrylamide, la N-ZTmethyl-l hydroxymethyl-1 ) 

25 ^thyl-l7acrylamide, la N-/T"m^thyl-1 hydroxymethyl-l) 6thyl-l7 
mgthacrylamide, la N-/^E"ris (hydroxymethyl) -1,1,1 m6thyl7acryla- 
mide, la N-_/tri8 (hydroxym§thyl) -1,1,1 ra€thyl7m6thacrylamide , 
la N-/rhydroxy-3 dim§thyl-l,l) butyl7adrylamide , la N-/Thydroxy- 
3 dim6thyl-l,l> butyl7m§thacrylamide , la N-/Thydroxy-2) §thyl7 

30 N-m§thyl acrylamide, la N-/rhydroxy-2) §thyl7 N-m§thyl ragtha- 
crylamidc, la N-Z^bis (hydroxym§thyl ) -1 , 1 ^thyl7acrylamide et 
la N-/bis (hydroxym6thyl)-l,l 6thyl7m§thacrylamide. 

7. Copolym^ros selon I'une quelconque des revendica- 
tions pr§c€dentes, caracterises par le fait que les monomdres 

35_ de formule IV sont pris dans le groupe ccnstitu§ par les acry- 
lates et m^thacrylates d^w-methyl ou ethyl polyethyldneglycol . 

8. Copolymer es selon I'une quelconque des revendica- 
tions precedentes, caracterises par le fait que les monoradres 
de formules V a IX sont pris dans le groupe constitue par : 

^0 I'acrylonitrile, le methacrylonitrile , les acrylates et metha- 
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crylates de methyle, d^^thyle, de propyle, d 'isopropyle, de 
butyle, de tertlobutylo, d'hexyle, de d^cyle, de doddcyle, 
d»hydroxy-2 gthylo ot de N,N-dim6thylamino-2 ^thyle, d'octa- 
d^cyle , I'acgtate de vinyle, le propionate de vinyle, le 
butyrate de vinyle, le laurate de vinyle, le st^arate de 
vinyle, le pivalate de vinyle, le n§o-heptanoate de vinyle, 
le n§o-octanoate de vinyle, le n§o-dgcanoate do vinyle, le 
tgtrainethyl-2,2,U,l| valerate do vinyle et 1 'i8opropyl-2 
diragthyl-2,3 butyrate de vinyle, le mal^ate do diraethyle, 
le maleate de di^thyle, I'itaconatc de dim^thyle, I'itaco- 
nato de diethyle, ic methyl vinyl ether, I'gthyl vinyl 6ther, 
le butyl vinyl gther, I'isopropyl vinyl 6ther, l»octyl vinyl 
ether, le dodecyl vinyl gther et I'octadgcyl vinyl ether. 

9'. Copolyra&res selon I'une quolconque des revendica- 
tions prgcgdentes, caractgrisgs par le fait qu'ils ont un poids 
moleculaire compris entre 1,000 et 500.000 et de preference 
compris entre 2.000 et 200.000. 

10. Copolymdres selon I'uno quelconque des revendica- 
tions prgcedentes, caractgrises par lo fait qu'ils repondent 
^ la formule ggngrale suivante : 



f - 

? 



— 

L 






= 0 . 


w 





?5 

CH - C - 



R, 



NH-C-(CH-)„-CH, 
«3 



2 m-* 



X 



Q 



-M — 



C = 0 
NH^ 



Ri. ct R^, n et ra ont les significations 



dans laquelle : 

les radicaux R^, R2, Rj, ..^^ 

donnges ci-dessus pour les formules I et II, w correspond 3 5 a 
90 % en poids, x correspond a 5 ^ 90 % en poids, y correspond k 
5 ^ 50 % en poids et k correspond 5 0 si 70 en poids, 
Q reprgsente un motif d'un monom^re pris dans lo groupe consti- 
tug par 1» anhydride malgique, les raonomdres de formule (III) et 
les monom^res de formule (IV) ci-dessus, et M reprgsente au raoins 
wn^ motif d'un monomSre pris dans le groupe const itug par le 
styrdne, la N-vinylpyrrolidone et les monom^res de formule V ^ 
IX ci-dessus. 

11. Copolym^res selon I'une quelconque des revendications 
prgcgdentes, caractgrisgs par le fait qu'ils sont rgticulgs h 
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I'aide d'un agent de reticulation dans une proportion comprise 
entre 0,01 et 2 % en poids par rapport au poids total des 
monom§ros . 

12. Copolym^res selon la revondication 11, caract€ri^ 
5 s§3 par le fait que 1 'agent de reticulation est pris dans le 
groupe constitu^ par le dimSthacrylate de di§thyldne glycol, 
le diallyl 6ther, le t6tra allyloxy§thane, le dimethacrylate 
de l«6thyldne glycol et le diacrylate de l'6thyldne glycol. 

13 • Proc§d6 de preparation des copolymSres selon 
10 l*une quelconquo des revendications 1 a 12, caractSrisg par 
le fait que les monomdres sent mis I reagir en masse ou dans 
un solvant appropri§ en presence d'un catalyseur de polymeri- 
sation gSn^rateur de radicaux libres, 

1^1. Proc§de selon la revendication 13, caractSris^ 
15 par le fait que la concentration en catalyseur varie de 0,2 
S 10 55 cn poids par rapport aux monomer es mis ^ reagir* 

15- Composition cosm6tique caract6risee par le fait 
qu'elle contient dans un vghicule cosmStique appropri^ au 
tnoins un copolym^re selon I'une quelconque des revendications 
1 a 11 ou au moins un copolymdre obtonu selon I'une quelconque 
des revendications 13 et 14, 

16. Composition selon la revendication 15, caract^ri- 
s§e par le fait qu'elle est conditionnee dans une bombe agro- 
sol et contient de 0,2 I 8 ^ en poids de copolymSre, de 6 a 
30 % et de preference de 8 ^ 25 % en poids d'un alcool, le 
reste gtant essentiellement constitu6 par un gaz propulseur 
liqu§fi§ sous pression. 

17. Composition selon la revendication 15, caractgri- 
s6e par le fait qu'elle est une solution hydroalcooliquo con- 
tenant de 0,3 t 6 $ en poids de copolym&re et const itue une 
lotion de mise en plis. 

18. Composition selon I'uno quelconque des revendica- 
tions 15 a 17, caract6ris6o par le fait qu'elle contient en 
outre des adjuvants cosm§tiques tels que des parfums, des 
colorants, des prgservateurs , des plastif iant s , des produits 
cationiques, des produits non ioniques, des silicones ou 
d'autres rSsines cosm^tiques. 
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